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成果摘要： 

本发明地目的是为了克服现有采用V型槽工艺制造光纤列阵元件地缺点，提供采用纳米材料喷涂和磁场光纤列阵排列制

造技术地一种新的光纤列阵元件的制造方法。本发明地技术方案是：不采用V型槽工艺，而是采用纳米材料喷涂和恒定

磁场光线列阵排列方法。特点是：首先将铁磁性纳米材料与稀释的粘结剂均匀混合，制成纳米涂料，采用纳米材料喷涂

技术，制成涂层厚度均匀的纳米光纤列阵；应用约束条，使纳米光纤列阵紧紧地靠在元件地石英基片平面上；同时应用

一对陶瓷约束块，将光线列阵地平移严格限制在确定地宽度尺寸中；均匀恒定磁场产生地斥力，使光纤列阵获得精密等

同地间隔；最后应用紫外胶固化工艺，制成具有205微米高精度间隔地光纤列阵元件。该项新的工艺制造技术，使光纤

列阵元件地装配简便，元件精度高，可大幅度提高元件生产成品率，大幅度地降低其生产成本。 
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